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Resumo:

O crescente numero da emissdo de CO na atmosfera se deve, principalmente, ao avanco da industria automobilistica. A redugdo do peso dos veiculos com a substituicdo
do aco por aluminio pode trazer melhoras nesse problema. O aluminio possui um grande potencial para atividades industriais, por ter grande formalidade,
baixa densidade. Porém apresenta baixa dureza e resisténcia ao desgaste. A nitretacao a plasma de baixa energia possibilita a formacao de
uma camada de nitreto de aluminio, elevando a resiténcia e a dureza e sem deformar a estrutura do material. Amostras foram obtidas através de chapas,
lixadas e polidas. Limpadas com solventes organicos e ultrassom. O tratamento térmico é feito no equipamento de nitretacdo a plasma presente no Laboratério de
Engenharia de Superficies e Tratamento Térmico (LESTT-UCS). Analises de difragcao de raio-x, reacao nuclear, mostram a formacao de AIN.
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apenas a 500°C observa-se AIN estequiometrico.

Nitretacdo com plasma de baixa energia %A estrutura cristalina do AIN formado e essencialmente
Pressao: 2 mbar. Temperatura: 350°C, cubica, similiar a estrutura do substrato de Al.

400°C e 500° C. Tempo: 5 horas.
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